






























专利名称(译) 激光转印施主衬底及有机电致发光显示器

公开(公告)号 CN100479226C 公开(公告)日 2009-04-15

申请号 CN200410097428.9 申请日 2004-11-29

[标]申请(专利权)人(译) 三星斯笛爱股份有限公司

申请(专利权)人(译) 三星SDI株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星移动显示器株式会社

[标]发明人 杨南喆
李城宅
徐旼撤
姜泰旻
金茂显
陈炳斗

发明人 杨南喆
李城宅
徐旼撤
姜泰旻
金茂显
陈炳斗

IPC分类号 H01L51/56 H05B33/14 H05B33/10 C09K11/06 B32B9/00 B32B27/00 B32B33/00 H01L27/32 H01L51
/00 H01L51/50 H05B33/00 H05B33/12

CPC分类号 H01L51/56 H01L51/0013 H01L27/3211 Y10S428/917

代理人(译) 侯宇

审查员(译) 陈彬

优先权 1020030086136 2003-11-29 KR

其他公开文献 CN1622725A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供了一种用于激光转印的施主衬底，包括：基薄膜；形成在所述基薄
膜上的光-热转化层；以及形成在所述光-热转化层上的转印层。所述转印
层包括热固电致发光材料，并且使用所述转印衬底制造有机电致发光显
示器件。由此，在激光转印后通过热固化工艺简单地形成具有精细图案
的R、G、B发射层。结果，未破坏发射层，并且由于简化的掩模工艺的
应用，降低了全色有机电致发光显示器件的制造成本。所述施主衬底在
用于制造大尺寸有机电致发光显示器件时具有优势。
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